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摘要(译)

一种光学膜制造方法，包括：通过使用所述母版，形成其中雕刻有与多
个微透镜图案对应的形状的母版，形成其中形成有所述多个微透镜图案
的低折射率图案层，形成高折射率材料层，其折射率高于低折射率图案
层的折射率，并且将低折射率图案层压印在高折射率材料层上以形成高
折射率图案层，基板的第一表面。
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